
対応イオン種

多種多様なイオン種、様々な材料、小片から12inchまでの様々なサイズの
イオン注入に柔軟に対応しています。
注入シミュレーションによるイオン注入条件のご提案も出来ます。

Tel : 072-859-6601  E-mail : info@iontc.co.jp

多種多様な材料へのイオン注入

ご要望に合わせて、様々なシミュレーションが出来ます

イオン注入シミュレーション

熱処理後の拡散
熱処理前後でのプロファイル計算

多層構造の計算
SiO2等の膜厚最適化

約60のイオン種に対応

量産工程から、開発・実験
用途まで、様々な目的に
活用出来ます

Siをはじめ、SiCやGaN、GaAs、InP
など様々な材料へのイオン注入が可能

12inchから小片試料、薄ウエハへの
注入など柔軟に対応いたします

3. 光・フォトニクス
10. スピントロニクス


